Fénymodulalé NaYF,: Yb, Er/Tm nanorészecskék kompozit bevonatar — - -
a matrixanyag hatasa az emisszids fényintenzitasra
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A fénymodulal6 kolloidrészecskék
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Kitozan matrixi kompozit bevonatok
kolcsonhatasa Rodamin 6G (R6G) szinezékkel

Célkitlzések

Titan-dioxid matrixi kompozit bevonatok
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tortént. Minden esetben tveghordozét hasznaltam, erre

Eléallitottunk fénymodulalé kolloidrészecskéket, melyeket ki ¢le prekurzor szolokban diszpergalva képesek
vilasztottam le a kiilonbézs vékonyrétegeket 10 mg/mL 50 pL csepp, 6000 rpm, voltunk felkonvertalé emissziot mutaté kompozit nanobevonatok kialakitasara.

“NP- 2 szuszpenzidkbo Szeoek: 2t nem sziikséges hékezelés: . . . . _ . » , . " .
UCNP-tartalmu szuszpenziokbol (kozegek etanol, sairadhs szobahémérsékleten A kompakt szilika matrix esetén 120 °C-nal magasabb hékezelés soran nem volt mérheté emisszié, a 120 °C-on
SiO,-szol, TiO,-szol, 1 m/m% vizes kitozanoldat). -_— hékezelt minta esetén az emisszids intenzitas kb. 6ts hse a nem hékezelt mintak intenzitasanak.

30 pL csepp, 6500 tpm, *
hékezelés: 120 °C, 10 h vagy 480 °C, 1h A titan-dioxid beagyaz6 kozegként torténd alkalmazasakor az emisszids intenzitas minden vizsgalt korilmény
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A tébbrétegl 30 uL csepp, 8500 rpm. + Kitozan matrixua esetén lényegesebb kisebb a 120 °C-on hékezelt szilikabevonatokhoz viszonyitva (kb. annak hete
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s UCNP-tartalmi bevonat Mezopdrusos TiOz bevonat szobah8mérsékleten valé szaritas, tovabba a képz3dott bevonat szinezékek szamara atjarhatd. Az emisszios
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K Kt szilika b K Kt szilika b intenzitas megfelel6 nagysaga (ugyanazon kérilmények kozt vizsgalva 6sszemérhet6 a szilikabevonatokéval).
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"([I KOSZONETNYILVANITAS A Kulturilis és Innovacios Minisztérium UNKP-23-1-1-BME-252 kodszamt Uj Nemzeti Kivalosig Programjanak a Nemzeti Kutatisi, Fejlesztési és Innovéciés Alapbél finanszirozott szakmai taimogatasaval készilt. A

kutatashoz hozzdjarult a Nemzeti Kutatasi, Fejlesztési és Innovacios Hivatal (NKFIH) K-128266 szama (OTKA) pélyazata. A TKP2021-NVA-02 és TKP2021-EGA-02 szimu projektek a Kulturilis és Innovaciés Minisztérium Nemzeti Kutatdsi
meagpwm Fejlesztési és Innoviciés Alapbdl nyujtott timogatasaval, a TKP2021-NVA és TKP2021-EGA pilyazati programok finanszirozasaban valésultak meg.
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